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Abstract (en)
1. Method for the production of high-level waste containing moulded materials by which the wastes and the glass, glass ceramic or ceramic
matrix surrounding them are sintered by means of pressure and temperature, with 1) the wastes a) in the form of a dry or nearly dry powder being
mechanically mixed in a conventional way with the glass, glass ceramic or ceramic matrix present as a granulate or powder ; or b) in the form of
a sludge being concentrated with glass, glass ceramic or ceramic powder, mechanically mixed and dried, and 2) the mixture, without previous
encapsulation, being directly either c) cold pressed initially at a pressure of 50 MPa to 500 MPa and subsequently sintered below the matrix
melting zone in the devitrification range at a temperature between 500 K and 800 K ; or d) pressure sintered at a pressure of 10 to 50 MPa and a
temperature in the range of 500 K to 800 K (hot isostatic pressing excepted).

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von hochradioaktive Stoffe enthaltenden Formkörpern, bei welchem die Abfallstoffe in eine
Glas-, Glaskeramik- oder Keramik-Matrix eingebettet werden. Mit der Erfindung sollen Verfestigungsprodukte mit verbesserten Eigenschaften
bereitgestellt gestellt werden können, bei denen sowohl während der Herstellung als auch während der Langzeitlagerung eine homogene Verteilung
der inkorporierten Abfälle gewährleistet ist. Insbesondere sollen mechanische Spannungen, die die Gefahr von Rißbildung und Sprödbruch im
Formkörper in sich bergen, vermieden werden. Dies kann dadurch erreicht werden, daß die Abfallstoffe a) in Form eines trockenen oder nahezu
trockenen Pulvers mit einer Glas-, Glaskeramik- oder Keramik-Matrix in Granulat- oder Pulverform oder b) in Form eines Schlammes mit Glas-,
Glaskeramik- oder Keramik-Pulver verdickt, mechanisch gemischt und im Falle von b) getrocknet werden, danach bei einem Druck im Bereich von
150 MPa bis 500 MPa gepreßt und anschließend unterhalb des Schmelzbereichs der Matrix im Entglasungsbereich gesintert oder im Bereich von
10 bis 50 MPa druckgesintert werden.
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